
B E H Ä LT E R B A U

Prozessanlage 2000L für Kosmetikindustrie inkl. Anker-Rührwerk, Homogenisator und Vakuumpumpe.

Prozessanlage 2000L inkl. Automatisierung

WICHTIGE FAKTEN

Werkstoff 1.4404

Oberfläche innen: 	 Ra<=0,5μm poliert
außen: 	 Ra<=0,8μm geschliffen

Volumen 2.000 ltr.

Druck -1 / +0,49 bar

Temperatur +5 / +150°C

Komponenten /
Besonderheiten

• Anker-Rührwerk mit Mischpaddel

• Homogenisator im unteren Boden

• Wasserring-Vakuumpumpe

• Automatisierung
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